KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA

Politechnika Slaska, Wydziat Mechaniczny Technologiczny,

Loy s Instytut Materiatéw Inzynierskich i Biomedycznych

MIASTO: Gliwice

STANOWISKO: Asystent (na czas okreslony)

DYSCYPLINA NAUKOWA: Inzynieria Materiatowa

DATA OGLOSZENIA: 11.10.2016 r.

TERMIN SKLADANIA OFERT: 24.10.2016 .

LINK DO STRONY: http://bip.polsl.pl/Praca/Forms/nauczyciele_akademiccy.aspx
SLOWA KLUCZOWE: inzynieria materialowa, fotowoltaika, materiaty nanostrukturaine,

metody badan materiatow

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania dodatkowe:

ukonczone studia na kierunku Nanotechnologia i Technologie Procesow Materiatowych lub Edukacja Techniczno-
Informatyczna lub Zarzadzanie i Inzynieria Produkcji,

uzyskanie éredniej ocen z przebiegu studiéw | i Il stopnia lub jednolitych studiéw magisterskich co najmniej 4.0,
co najmniej 2 publikacje (autor lub wspétautor) w czasopi$mie naukowym umieszczonym na liscie A MNISW lub
uzyskanie patentu (dot. ostatnich 24 miesiecy),

kierowanie co najmniej 1 pracg badawczg lub ustugowg bagdz zgtoszenie wniosku o finansowanie projektu
badawczego np. w NCN, NCBIR (w terminie do 12 miesiecy od daty zatrudnienia),

biegta znajomos¢ jezyka polskiego (dotyczy cudzoziemcow),

pozytywna ocena okresowa lub pozytywna opinia z poprzedniego miejsca pracy,

doswiadczenie w prowadzeniu zajeé dydaktycznych, w zakresie inzynierii materiatowej, w tym w szczegoinosci
nanotechnologii i metod badawczych réznych materiatow inzynierskich i/lub fizyki ogolnej, fizyki wspotczesnej oraz fizyki
ciafa statego,

uzyskanie minimum dwdch stypendiéw krajowych i/lub miedzynarodowych za osiggniecia naukowe w zakresie
inzynierii materiatowej i nanotechnologii,

czynne uczestnictwo w konferencjach miedzynarodowych i krajowych w zakresie inzynierii materiatowe;,
praktyczna umiejetno$¢ obstugi aparatury naukowo-badawczej, w tym: urzadzen do wytwarzania materiatow
nanostrukturalnych lub urzadzen do obrébki cieplnej stopoéw niezelaznych, intensywnego odksztatcenia
plastycznego, odlewania lub specjalistycznych urzadzen do osadzania nanowarstw spin-coater i dip-coater,
spektrometru Ramana, spektrometru FTiR,

posiadanie znaczgcego dorobku publikacyjnego i organizacyjnego w zakresie inzynierii materiatowej, w tym
w szczegodlnosci nanotechnologii,

udziat w charakterze wykonawcy, w co najmniej 3 projektach badawczych finansowanych ze $rodkow statutowych.

Wykaz dokumentow:

podanie o zatrudnienie

kwestionariusz osobowy

odpisy dyplomow

zyciorys zawodowy

informacja o kierunku swojej dalszej dziatalno$ci naukowej

os$wiadczenie o czynnej znajomosci jezyka obcego nowozytnego

opinia nauczyciela akademickiego z tytutem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego
o$wiadczenie kandydata, ze Politechnika Slgska bedzie dla niego podstawowym miejscem pracy w przypadku
zatrudnienia w petnym wymiarze czasu pracy

Dokumenty nalezy sktada¢ w Biurze Dziekana Wydziatu Mechanicznego Technologicznego, ul. Konarskiego 18A/p.39, 44-100
Gliwice.

Rozstrzygniecie konkursu i ogtoszenie wynikéw nastapi w dniu 25.10.2016 .

Zainteresowani zostang powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu w terminie do 3 dni od daty ogtoszenia wynikéw.

Do konkursu mogag przystapi¢ osoby, ktore spefniajg wymogi okreslone w Ustawie ,,Prawo o szkolnictwie wyzszym” z dnia 27 lipca

2005 (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z p6Zniejszymi zmianami) oraz w Statucie Politechniki Slgskiej.
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